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Актуальность Результаты 

Экспериментальная часть 

Литература 

Выводы 

Концентрация мелких частиц пластика в поверхностных слоях Мирового 

океана повышается и поэтому исследования, посвящённые изучению 

последствий фотодеградации пластика в поверхностных слоях воды, 

являются весьма актуальными. В отличие от отходов, подверженных 

биоразложению, пластик под действием света лишь распадается на мелкие 

частицы, сохраняя полимерную структуру. В результате мелкие полимерные 

частицы концентрируются и пластиковые отходы включаются в пищевую 

цепь морских организмов, что приводит к губительным последствиям. 

Целью работы явилось изучение процесса фотодеградации полимерных 

носителей на основе стирола и дивинилбензола, импрегнированных 

оксидом железа (1.5-5%), в водном растворе в присутствии органического 

красителя - активного голубого (АГ).  

В работе использовали различные прекурсоры оксидов железа (III) 

(оксалаты, нитрат, хлорид, гидроксамат), нанесенные на полимерную 

матрицу. При проведении фотодеградации использовали водные растворы 

красителя в присутствии щавелевой кислоты.  

 

Получение 

В работе использовали различные прекурсоры оксидов железа (III) 

(оксалаты, нитрат, хлорид, гидроксамат), нанесенные на полимерную 

матрицу. При проведении фотодеградации использовали водные растворы 

красителя в присутствии щавелевой кислоты.  

 

Установлено, что добавление щавелевой кислоты значительно увеличивает 

фотодеградацию, как красителя в растворе, так и самого полимерного 

носителя, благодаря образованию фотоактивных комплексов на 

поверхности катализатора и в растворе.  

 

Расчетные данные показали, что наиболее легко подвергается 

возбуждению,  отрыву электрона и отщеплению оксалатной частицы 

комплексы [FeIII(C2O4)3]
3- и  [FeIII(C2O4)2]

-.  

 

Сдвиг равновесия в системе в сторону образования данных комплексов 

будет способствовать повышению эффективности окисления и 

минерализации органических красителей и пластика в результате 

гетерогенных и гомогенных фотокаталитических реакций. 
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Методы 
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Импрегнация в растворе 

Импрегнация по объему пор 
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РФА и СЕМ 

Спектры Массбауера 

Porolas-NA 

SBET > 10 m2·g–1 

Vt=0.043 ml/g 

Porolas 

SBET 633.43 m2·g–1 

Vt=0.9443 ml/g 

N2-адсорбция 

k=0.064 min-1  
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(0.43 mM) 
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Fe-Porolas композиты показали наилучшую способность к деградации в 

течение 15 мин облучения под УФ-излучением и не наблюдалось деструкции 

полимерной матрицы  

+ 

 
 
 


